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摘要(译)

本发明公开了一种高级超维场转换(ADS)液晶显示装置，包括：第一基
板、与所述第一基板对盒的第二基板、贴覆于所述第一基板上的第一偏
光片、以及贴覆于所述第二基板上的第二偏光片；其中，所述ADS液晶
显示装置还包括石墨烯薄膜，所述石墨烯薄膜贴覆于所述第二偏光片
中。本发明还公开了一种上述ADS液晶显示装置的制造方法，采用本发
明能有效防止外界电场对ADS电场的干扰，进而能有效避免因外界电场
干扰而造成的显示画面异常的现象。
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